
高純度のガラス基板上に、クロムでベーシックな形状のパターンを形成した
フォトマスクです。ポジタイプとネガタイプを用意しています。
装置の精度管理、解像度確認やフォトレジスト選定時の評価基準などの用途に
ご利用いただけます。

トッパン テストチャート
装置の精度管理・解像度確認用に

上記標準モデル以外にも、お客さまのご希望どおりのパターンを配置するカスタムモデルも制作可能です。
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基板サイズ：5インチ×5インチ

　　　　　　6インチ×6インチ

標準サイズ （　）内　有効エリア

5インチ：127.0mm×127.0mm（105.0mm×105.0mm）

6インチ：152.4mm×152.4mm（132.0mm×132.0mm）
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パターン：No.2パターン：No.1

  

e-mail ： photomask@toppan.co.jp


